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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

 本論文は、CVD法に基づく単層、ならびに多層 h-BNの選択的な成長法、および

h-BNの生成機構を提示するとともに、本研究で合成した h-BNが他の二次元原子膜

の絶縁層として優れた特性を示しうることを提示したものであり、ナノ材料科学に

寄与するところが大きい。よって本論文は、博士（工学）の学位に値するものと認

める。 

 

 

 

 


